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1.2. Установка для исследования электрон-фотонной эмиссии металлов Для исследования эмиссии фотонов при электронном облучении поверхностей металлов создан сверхвысоковакуумный электрон-фотон ный спектрометр [28]. Схема этой установки, получившей название "Плазмон", изображена на рис.1.2. Она содержит следующие
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Методики измерения основных характеристик ЭФЭ I.4.I. Основные определения. Эмиссии электромагнитного излу чения при взаимодействии электронов малых и средних энергий с ме таллом, названная электрон-фотонной эмиссией (ЭФЭ) [l0,22], вклю- Енс. I.II. Блок-схема системы детектирования излучения в режиме
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